














































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20040048546A1 公开(公告)日 2004-03-11

申请号 US10/657099 申请日 2003-09-09

[标]申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

申请(专利权)人(译) NEC液晶技术有限公司

[标]发明人 SAKAMOTO MICHIAKI
KIKKAWA HIRONORI
TOYOMAKI NAOHITO

发明人 SAKAMOTO, MICHIAKI
KIKKAWA, HIRONORI
TOYOMAKI, NAOHITO

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1333 G02F1/1335 G02F1/1362 G02F1/1368 H01J9/00

CPC分类号 G02F1/133553 G02F2001/13625 G02F2001/133388 G02F1/133555

优先权 2002262485 2002-09-09 JP

其他公开文献 US7193679

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

制造用于显示装置的基板的方法防止了在光敏有机材料层的图案化过程
中出现的问题，例如“平台图像转印”和“掩模图像反射”。在透明板上或上
方形成光敏有机材料层，该层被分成显示部分和位于显示部分外部的端
子部分。光敏有机材料层在显示部分中具有第一厚度，并且在端子部分
中具有与第一厚度不同的第二厚度。该层暴露于曝光光，使得显示部分
中的层根据第一厚度以第一曝光值曝光，并且端子部分中的层根据第二
厚度以第二曝光值曝光。
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